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PORTARIA N° 178 DE 30 DE OUTUBRO DE 2014

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado pelo Decreto de 06 de maio de 2014,
publicado no Diério Oficial da Unido em 07 de maio de 2014, empossado no Ministério da
Educagao no dia 14 de maio de 2014, no uso de suas atribuigdes regimentais, e, tendo em
vista 0 Memorando n°® 121/2014/PROGRAD,

'RESOLVE:

1 - Instituir 0 Niicleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em
Processos Quimicos do Campus Rio de Janeiro do Instituto Federal de Educagio, Ciéncia e
Tecnologia do Rio de Janeiro, subordinado a Pro-Reitoria de Ensino de Graduagéo.

2 - Designar os profissionais, abaixo relacionados, sob a presidéncia do primeiro, para
comporem o Nicleo Docente Estruturante do Cursoe Superior de Tecnologia em Processos
Quimicos desta Institui¢cdo de Ensino, instituido no item 1 desta Portaria:

SIMONE ALVES, matricula SIAPE n° 2465833,

ADEMARIO IRIS DA SILVA JUNIOR, matricula SIAPE n® 1062343;
ERICA DA CRUZ FARIA LEMOS, matricula STAPE n° 1668570;

ERNESTO PIRES DE LIMA NETO, matricula STAPE n° 2529527;
FLORINDA DO NASCIMENTO CERSOSIMO, matricula STAPE n° 1152474,
HIRAM DA COSTA ARAUJO FILHO, matricula SIAPE n° 0276463;
MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA, matricula SIAPE n® 2780646,

3 - Revogar as Portarias n° 035, de 15 de margo de 2011 e n® 135, de 17 de outubro de
D011, ! -
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4 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS
Reitor o




